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研究評価委員会分科会の設置について 
 
第２８回研究評価委員会において、 

研究評価委員会 
「次世代プロセスフレンドリー設計技術開発」（事後評価）分科会 

が設置された。 
 
 

表 １  研究評価委員会「次世代プロセスフレンドリー設計技術開発」 
（事後評価） 
分科会委員名簿 

     
氏名 所属、役職 

分科 

会長 柴田
し ば た

 直
ただし

 
東京大学 大学院  

工学系研究科・電気系工学専攻 教授 

分科会長 

代理 瀧
たき

 和男
かずお

 エイ・アイ・エル(株) 代表取締役社長 

委員 

小野寺
お の で ら

 秀俊
ひでとし

 
京都大学 大学院 情報学研究科 

通信情報システム専攻 教授 

小島
こ じ ま

 郁
いく

太郎
た ろ う

 日経BP社 Tech-On!編集 編集委員 

杉本
すぎもと

 泰博
やすひろ

 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 教授 

森村
もりむら

 浩季
ひ ろ き

 

NTTマイクロシステムインテグレーション研究所   

スマートデバイス研究部新通信回路技術研究グループ 

グループリーダ 主幹研究員 

安浦
やすうら

 寛人
ひろと

 九州大学 理事・副学長 

敬称略、五十音順 


